
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

スイス

減圧CVDコーティング炉SCTシリーズ 

■ 減圧 CVDの可能性を拡張 
これまで取り扱いが困難だったアンモニアを利用し、減圧 CVDの可能性を拡張しました。中温度
域の CVDコーティングが拡充し、基板の靭性に優れるとともに、難度の高い TiAlN、TiAlCNコー
ティングを成膜します。単層、多層だけでなく、ナノ層のコーティングにも対応しています。 

 

■ 性能を重視した装置設計 

出力向上により加熱、冷却時間を短縮し、優れた生産性を誇ります。今までより加熱時間を約 20％短縮

します。 

■ 高い生産性 

温度分布±1℃、圧力制御±1mbar を目指し装置が設計され、膜厚分布は MT-TiCN/Al2O3：15µm±1.5µm
以下を保証します。大型炉 600Hで 15µm±0.5µmの膜厚分布の実績があります。 

■ アプリケーションのサポート 

コーティング炉の販売だけでなく、コーティング前の最適化のご提案、さらに結合膜、膜構造の最適化

のアプリケーションをサポートします。 

今日の生産に貢献するだけではなく  
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標準コーティング 

TiC, TiN, TiCN, MT-TiCN, TiCNO, κ/α-Al2O3 

成膜可能なコーティング (Ti, Zr, Hf, Al, Siの場合) 

炭化系被膜 TiC, ZrC, HfC 

窒化系被膜 TiN, ZrN, HfN 

窒化炭素系被膜 TiCN, ZrCN, HfCN 

中温度域-CVD被膜 MT-Ti(CN), MT-ZrCN, TiAlN, TiAlCN 

酸窒化炭素系被膜 TiCNO, TiAlCNO 

ホウ化系被膜 TiBN, TiBCN, TiB2 

シリサイド系被膜 TiSiN, TiSiCN 

酸化系被膜 κ/α Al2O3, ZrO2 

標準モジュール 

Alモジュール、MT-モジュール、HT-TiC-TiCN-TiNモジュール 

オプションモジュール 

BCl3モジュール、Hf / Zrモジュール(高温度クロリネーターモジュール) 

NH3モジュール、SiCl4モジュール、 

SCTシリーズ 400S 400H 500S 500H 600S 600H

リアクター外径 (mm) 360 360 460 460 560 560 

リアクター内径 (mm) 280 280 360 360 420 420 

リアクター高さ (mm) 1,250 1,600 1,250 1,600 1,250 1,600

利用可能高さ (mm) 725 925 725 925 725 925 

利用可能容積 (ｌ) 40 60 65 92 90 128 

搭載数 インサート* / バッチ 5,000 8,000 8,000 12,000 15,000 20,000

トレイ数(リング 25 mm) 31 40 31 40 31 40 

プレート最大耐荷重(g) 250 250 360 360 460 460 

装置サイズ L (mm) 11,000 12,000 11,000 12,000 11,000 12,000

      W (mm) 8,000 

      H (mm) 5,000 5,800 5,000 5,800 5,000 5,800

最大温度  1,100°C 

プロセス温度 / 中温度域 900-1,050°C / 700-900°C 

プロセス圧力 50-900 mbar 

*ハーフインチサイズ(12.7 mm) 
 

SCTシリーズ仕様
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